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Durante los ultimos arfios, el TiO, en forma de capa delgada se ha venido utilizando como
recubrimiento bactericida, capas fotocataliticas y para el desarrollo de recubrimientos
autolimpiables, todo ello cuando estas capas se irradian con luz UV. La capacidad de
autolimpieza de este material se basa en la conversion en hidrofilica de su superficie irradiada.
Un reto dentro de este campo, tanto cientifico como tecnolégico, es la posibilidad de inducir
este conjunto de transformaciones utilizando para ello luz visible en lugar de luz UV. Ello
permitiria la utilizacién de la luz solar como procedimiento de excitacion. Una de las estrategias
propuestas para ello es dopar el éxido de titanio con un cierto porcentaje de aniones tales como
nitrégeno o similares. En el presente trabajo se han desarrollado diversas estrategias para la
incorporacién controlada de nitrégeno dentro de la estructura de capas de TiO,. Se han utilizado
métodos de PVD, PECVD e implantacion iénica con iones de baja y alta energia. Como
resultado de todas estas investigaciones se ha puesto de manifiesto que mientras que es posible
transformar en hidrofilica la superficie de las capas dopadas de TiO, mediante la utilizacion de
luz visible, tal sensibilizacion no se manifiesta cuando se trata de potenciar las propiedades
fotocataliticas de este material. Se propone un modelo para explicar esta discrepancia y se
proponen estrategias que permitan utilizar la foto-actividad en el visible de este material para
todo tipo de procesos.
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